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フォトレジスト

リソグラフィー(lithography) の技術を用いて

半導体の微細加工などに使用される感光性有機

薄膜である。露光でのパターン転写後のエッチ

ング工程で耐腐食性保護膜としての役割を果た

すことから photoresist という名称がある。

**************「光機能物質」で使った資料から**********




